
Newsletter Semaine du 10 Septembre 2007

Après le succès rencontré au Salon Material World de Miami, C-DESIGN® sera à nouveau présent au salon, organisé 
cette fois-ci, au Convention Center de New York du 25 au 27 Septembre 2007.

Capitale mondiale de la mode, centre d'affaires incontournable et lieu de rencontre des plus grandes marques 
internationales, New York est l'endroit idéal pour rassembler textile et technologie sur un salon de grande renommée : 
le Salon Material World.

L'équipe C-DESIGN® vous accueillera sur son stand pour vous présenter les dernières nouveautés et les 
performances du logiciel C-DESIGN Fashion® à travers des démonstrations sur grand écran. 

Stylistes, infographistes, modélistes, merchandiseurs ou chefs de produit, venez  découvrir comment réaliser vos 
collections de prêt-à-porter, les fiches techniques, les books commerciaux, les plans de collection, les vitrines, … 
grâce aux outils puissants de C-DESIGN Fashion®, logiciel déjà élu par de nombreuses entreprises du monde entier.

En quelques années, C-DESIGN Fashion® est devenu le logiciel de style et de fiches techniques incontournable du 
marché. Tous les designers de la mode du monde s'intéressent à nos solutions informatiques.

C-DESIGN Fashion® au Salon

Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY , du 25 au 27 Septembre 2007

Material World de New York

26th anatolis&alatsaton str. - N. Ionia
P.O. Box : 142 31  Athene  -  GREECE
Phone : (+30) 2102717810
contactgreece@cdesignfashion.com

Grèce - Athènes : FASHION TECH 

Worldwide office

Etats-Unis - New York :
CDESIGN FASHION .ltd
500 7th Avenue - fl10B - New York, NY 10018 - USA
Phone : +1 (646) 3128994
contactusa@cdesignfashion.com

P° Arboles, 26bis - 08757 - Corbera ll. 
Barcelona  -  SPAIN
Phone : (+34) 617.590.678 
spain@cdesignfashion.com

Espagne - Barcelone : MODA PLUS

55 rue réaumur - 75002 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0) 1 55 34 36 36  
contact@cdesignfashion.com

Siège Social : France

Www.cdesignfashion.com
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7L’équipe C-DESIGN® organise des démonstrations de C-DESIGN Fashion®  à distance par Internet. 

contactez-nous pour découvrir en quelques minutes votre futur outil de travail…

Infos Salon:
Material World- Technology Solutions
Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY, STAND # 808
Du 8 au 10 Mai 2007
Mardi - Mercredi :  9h30 - 17h30  /  Jeudi :  9h30 - 15h30
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